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Naswietlanie jest jednym z najwazniejszych etapow w procesie produkcji matryc i bedzie miato
bezposredni wplyw na jakos¢ druku oraz trwatos¢ matrycy. Wybranie odpowiedniego systemu
naswietlania jest réwnie wazne, wiec ten poradnik dostarczy istotnych porad, ktére umozliwig
wybér najlepszego systemu spetniajgcego Twoje wymagania.

Czynniki, ktére nalezy wzigé pod uwage przy wyborze systemu
naswietlania:

Jakos¢ swiatta UV - fotomatryce typu Diazo, Dual Cure i Photopolymer (fotopolimerowe) sg
wrazliwe jedynie na $wiatto ultrafioletowe o dtugosci fali od 320 do 430 nanometréw. Bardzo
wazne jest, aby wybrac¢ zrédto swiatta, ktére ma wydajnos¢é widmowg mieszczacg sie w tym
zakresie. Nalezy unika¢ zrodet swiatta, ktére wytwarzajg duze ilosci podczerwieni (IR),
poniewaz ta energia cieplna szybko przyczyni sie do stopienia matryc. W razie watpliwosci
nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ widmowg z producentem sprzetu w celu zapewnienia, ze jest

ona zgodna.
Moc swiatta - do standardowego
naswietlania kontaktowego, wybierz

najmocniejszg lampe, jakg mozna. Im
mocniejsza lampa, tym dalej od matrycy
moze by¢ ustawiona.

Najlepsza rada: Wydajnos¢ wszystkich
zarébwek UV  zmniejsza sie podczas
uzytkowania, wiec zawsze nalezy wymieniac
zarowke regularnie, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Odlegtos¢ od matrycy - odlegto$¢ od lampy
do matrycy ma duzy wplyw na czas
naswietlania, gdyz natezenie Swiatta
zmniejsza sie bardzo szybko wraz ze wzrostem odlegtosci, jakg Swiatto ma do pokonania. Na
przyktad matryca wymagajgca naswietlania przez 30 sekund przy odlegtosci 1 metr, w




przypadku ustawienia zwiekszonego do 2 m, wymagataby naswietlania przez 900 sekund.
Wazne jest, ze im dalej mozna ustawi¢ zrodto swiatta od matrycy, tym mniejsze
znieksztatcenie mozna uzyskac¢ na krawedziach obrazu

Kat swiatta - idealng sytuacjg jest,

gdy swiattlo dochodzi do matrycy pod
katem 90 ° w stosunku do pozytywu,
poniewaz nie spowoduje podciecia, i
znieksztatcen obrazu. Nalezy jednak = 4
pamigta¢, ze im mniejsza odleglo$¢ W I W0 T el e
lampy do obrazu, tym ostrzejszy kat B, e .
utworzy sie przy krawedziach obrazu. —
Ostatecznie wielkos¢ matrycy i jakosé

wymaganego druku okreslg %
optymalng odlegtos¢, jaka nalezy

zastosowac.

Najlepszy kompromis:Dobrg kombinacjg dla standardowego naswietlania kontaktowego
matryc Diazo i Dual Cure, takich jak np. Capillex 25 i PLUS 8000, o powierzchni do 1 metra
kwadratowego, jest metalohalogenkowa zaréwka o mocy 5 kW, z domieszkg jodku galu
(emitujgca $wiatto o dtugosci fali 365, 405 i 418 nanometréw), ustawiona w odlegtosci 1,5
metra. Dla matryc o powierzchni powyzej 1 metra kwadratowego, moze by¢ wymagana
mocniejsza lampa, ustawiona w wiekszej odlegtosci.

W przypadku uzywania wytgcznie matryc fotopolimerowych, jak PLUS 9000, mozna stosowaé
konkretng zaréwkag z domieszkg jodku zelaza (do utwardzania fotopolimeréw), gdyz emituje
ona swiatto o0 mniejszej dtugosci fali niz zaréwka z jodkiem galu. Przy dtugosci fali od 360 do
380 nanometrow zaréwka do utwardzania fotopolimerow ma zazwyczaj wiekszg wydajnosc.
W przypadku uzywania réznych matryc typu Diazo, Dual Cure i Photopolymer, najlepszym
kompromisem jest stosowanie zarowki uniwersalne;.

Inne czynniki, ktére nalezy wzigé pod uwage

Siatka - siatka z warstwg antyhalacyjng np. siatka zé6tta, ktéra zatrzyma podczas
naswietlania duzo odbi¢ $wiatta/ refleksow, zapewniajgc lepszg rozdzielczosc¢ i ostrosé przy
optymalnym naswietlaniu. Jednakze, w poréwnaniu z bialg siatkg, moze zaistnie¢ potrzeba
zwiekszenia czasu naswietlania az 0 100%.

Kopioramy prézniowe - wazne jest, aby kopiorama do naswietlania zapewniata doskonaty
styk pomiedzy powtokg pozytywu a matrycg, wiec bardzo wazne jest zapewnienie dobre;j
prézni i uszczelnienia.



Porada: W przypadku
korzystania z wolnostojgcego
systemu naswietlania, nalezy
pomalowac Sciany na czarno,
aby zmniejszy¢ niepozadane
odbicia, ktére mogtyby
powodowa¢ podcinanie
(podswietlanie wzoréw).

Filmy pozytywowe - jakos¢
uzywanego pozytywu bedzie
miata istotny wptyw na jakosé
ostatecznego druku, poniewaz
jakakolwiek pikselizacja lub
niedoskonatosci obrazu . = R
zostang odzwierciedlone na matrycy. Dla zastosowan o wysokiej rozdzielczosci zaleca sie
korzystac¢ z wysokiej jakosci pozytywow z warstwg litograficzng i upewnic sie, ze emulsja ma
doskonaty styk z matryca; w przeciwnym razie nastgpi utrata rozdzielczosci.

——

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas korzystania z pozytywow uzyskiwanych nisko
kosztowym drukiem atramentowym lub laserowym, poniewaz majg one czesto dos$¢ niskg
gesto$¢ UV/barwy niebieskiej i, aby zapobiec przepaleniu konieczne bedzie ich
niedoswietlenie.

Porada: Nalezy upewnic sie, ze pozytywy z nadrukiem atramentowym nie majg zbyt grubej
warstwy dla zwiekszenia ich gestosci UV, poniewaz mogg przykleja¢ sie do matrycy przy
stosowaniu prézni.

Proces CTS (Computer to Screen) Wystepujg dwa gtdwne procesy technologii CTS
(Computer to Screen, pol. ,z komutera bezposrednio na matryce”), ktére stosuje sie w druku
sitowym do dzis; (I) bezposrednie naswietlanie cyfrowe matrycy Swiattem UV oraz (ii)
utworzenie obrazu cyfrowego maski odpornej na UV bezposrednio na matrycy, nastepnie
naswietlenie warstwy swiattem UV (ang. blanket UV exposure).



W tych ramach istnieje kilka réznych typow systemow CTS fgcznie z naswietlaniem
laserowym, lustrem cyfrowym (DMD)/LED, drukiem atramentowym, a nawet ablacjg laserows;
kazdy z nich ma zalety i wady. Wybor systemu bedzie zaleze¢ od wielkosci matryc, wymagan
wzgledem ilosci matryc na godzine, szczegdtowosci druku i trwatosci tych matryc.

Aby uzyskac optymalny efekt, wazny jest rowniez prawidtowy dobdr matrycy (szablonu), ktéra
bedzie odpowiednia dla zastosowanego systemu CTS. Ogédlnie, do mato i
srednioformatowych zastosowan CTS w wiekszosci mozna stosowaé matryce sitodrukowe
typu Diazo lub Dual Cure (jak PLUS 6000 lub 7000), jednak do wytwarzania matryc duzych,
prawdopodobnie bedzie odpowiednia emulsja fotopolimerowa przeznaczona do
superszybkiego naswietlania (np. PLUS MIDI lub AQUA).

Podsumowanie:Nie ma uniwersalnego systemu naswietlania, ktéry bedzie przystosowany
do wszystkich zastosowan druku sitowego, poniewaz wymagania wzgledem wytwarzania
szablonéw kontaktowych sg zupetnie inne niz te, kiére majg zastosowanie w przypadku
drukowania olbrzymich flag lub baneréw. Przed dokonaniem wyboru nalezy doktadnie
rozwazy¢ wszystkie powyzsze czynniki, poniewaz naswietlanie jest najwazniejszym krokiem
w okreslaniu jakosci i trwatosci produkowanych matryc do druku sitowego.
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